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Inventia se refera la dozatorul cu efect Venturi cu gaz purtator Argon la presiune de 2-8 atm 

si debit de 0,5-6 l/min de pulberi HEA (aliaje de inalta entropie) cu granulatie de 20-70 micrometri 

pentru depuneri straturi groase prin metoda palsma spray in plasma de Argon si Hidrogen pentru 

aplicatii tribologice cu rezistenla mare la uzura, coeficient de frecare mediu spre mare ~i stabilitate 

termica buna, adresat industriei de ma~ini ~i auto in special a discurilor de ambreaj. 

Obtinerea unor straturi cu aplicatii tribologice cu rezistenta mare la uzura, coeficient de 

frecare mediu spre mare ~i stabilitate termica buna, [1], [2], [3], [4] este de mare interes pentru 0 c1asa 

larga de aplicatii din domeniu industriei de ma~ini ~i auto in special a discurilor de ambreaj. Metoda 

optima de depunere aliaje de inalta entropie este plasma spray din pulberi multicomponente cu 

greutati specifice doferite si granulatii micronice. 

Dozatoarelor standard functioneaza pe un principiu volumetric si controleaza direct viteza de 

alimentare cu pulbere prin viteza rotii de pulbere. In timpul functionarii, fantele din roata de pulbere 

se umplu cu pulbere. Gravitatia, gazul purtator ~i rotatia rotii de pulbere fumizeaza pulberea catre 

furtunul de pulbere. Un gaz purtator inert asigura presurizarea recipientului, apoi transporta pulberea 

la plasma gun. Acest tip de dozator este destinat pulberilor deja compozite cu granulatii peste 100 

microni si se bazeaza pe principiul gravitational. Pentru dozarea de pulberi diferite (nealiate) sunt 

necesare cate un dozator pentru fiecare tip de pulbere. 

Dozatorul propus prin acest brevet asigurarea mentinerii compozitiei procentuale ale 

amestecului de pulberi cu dimensiunile de 20-70 microni din 2-6 componente cu greutati specifice 

diferite prin mixarea continua in rezervorul de pulberi asigurat de un motor in curent continuu si 0 

pal eta din fire metal ice, angrenarea pulberilor si transportul lor catre plasma gun prin-un sistem 

Venturi cu gaz purator Argon la presiunea de 0,5-8 atm si debit de 2-8 lImin si asigurarea fluiditatii 

amestecului de gazlpulberi prin tub de inox sau plastic cu diametrul de 6mm catre plasma gun prin 

vibratii continuie asigurat de un electroventil la care nuc1eul lui loveste continuu corpul sistemului 

Venturi in impulsuri asigurate de un taimer cu reglare frecventa actionare. 

Dezavantajele dozatoarelor standard consta in faptul ca nu se poate asigura dozarea precisa 

in cazul pulberilor mult mai fine, iar in cazul necesitatii dozarii mai multor tipuri de pulberi este 

necesar cate un dozator pentru fiecare tip de pulbere, ceea ce ridica costurile echipamentelor si a 

procesului in sine. 

Obiectivul inventiei il reprezinta stabilizarea dozarii de pulberi HEA, mentinerea raportului 

compozitie amestecului de pulberi pe parcursul procesului tehnologic si mentinere ratei depuneri 

straturi groase prin metoda pal sma spray in plasma de Argon si Hidrogen. 
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Problema pe care 0 rezolva inventia este mentinerea precisa a compozitiei procentuale ale 

amestecului de pulberi cu dimensiunile de 20-70 microni din 2-6 componente cu greutati specifice 

diferite, angrenarea pulberilor si transportul lor catre plasma gun cu gaz purator Argon la presiunea 

de 0,5-8 atm si debit de 2-8 l/min si asigurara fluiditatii amestecului de gaz/pulberi prin tub de inox 

sau plastic cu diametrul de 6mm catre plasma gun. 

Procedeul de preparare Se obtine amestecul procentul (de masa sau volum) a12-6 tipuri de 

pulberi, se mentine in etuva la 150°C timp de 60 min pentru uscarea completa a pulberilor, se incarca 

rezervorul de pulberi, se porneste mixerul care amesteca in continuu pulberea pentru evitarea 

sedimentarii si separarii dupa masele specifice ale pulberilor, se cupleaza vibratorul prin selectia 

frecventei de vibratie, se regleaza debitul de gaz Argon la sistema Venturi. Prin reglarea debitului de 

gaz Argon se stabilizeaza rata de dozare apulberilor catre plasma gun. 
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REVENDICARI 


1. 	 Dozatorul cu efect Venturi cu gaz purtator Argon la presiune de 2-8 atm si debit de 0,5-6 IImin 

de pulberi HEA (aliaje de inalta entropie) cu granulatie de 20-70 micrometri pentru depuneri 

straturi groase prin metoda pal sma spray in plasma de Argon si Hidrogen pentru aplicatii 

tribologice cu rezistenla mare la uzura, coeficient de frecare mediu spre mare ~i stabilitate 

termica buna, adresat industriei de m~ini ~i auto in special discurilor de ambreaj. 

2. 	 Procedeul de dozare pulberi HEA prin mixare continua a pulberilor din mai multe 

componente, cu greutati specifice diferite, angrenarea lor prin sistem Venturi cu gaz purtator 

Argon si asigurarea fluiditatii amestecului de gazJpulberi catre plasma gun prin vibratii 

continuie. 

3. 	 Posibilitate stabilizare dozare pulberi HEA, mentinere raport compozitie amestec pulberi pe 

parcursul procesului tehnologic si mentinere ratei depuneri straturi groase prin metoda palsma 

spray in plasma de Argon si Hidrogen. 
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Figura 1. Configuratie dozator pulberi pentru plasma spray cu efect venturi 

AR - gaz Argon 


R - reductor gaz Argon 

P/D - manometru, debitmetru gaz Argon 


V - system Venturi 

VM - vibrator electromagnetic 


M - motor cu paleta din fire metal ice 

HEA - ameste pulberi HEA (aliaje de inalta entropie) 
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